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  본 연구는 다양한 가스를 플라즈마로 요기 시켜 원하는 패턴대로 웨이퍼를 식각시키는 반도체 

공정의 실시간 종말점 검출에 관한 것이다. 기존의 실시간 종말점 검출 방법은 대부분이 단파장의 

광학 방출신호를 이용하다보니 식각 부위가 좁아지고 대상도 다층화 되어감에 따라 그 한계를 

보이고 있다. 이러한 이유로 전파장을 사용한 다변량 통게적 방법의 사용이 연구되고 있지만, 실제 

대량공정에서는 수천 개의 파장을 지속적으로 관찰하고 모델링하여 실시간에 이용한다는 것은 

어려운 실정이다. 본 연구에서는 신호대 잡음비(Signal to Noise Ratio - SNR)를 이용하여 파장을 

효과적으로 줄여 주고, 이 후 다변량 통계적 방법 중 하나인 주성분 분석방법을 통하여 실시간으로 

식각 종말점을 관찰하는 방법을 제시하였다. 또한 SiO2 조각 웨이퍼 테스트를 통하여 기존의 단파

장 방법과 그 결과를 비교하여 정확히 검출하기 힘든 적은 식각부위의 공정에 대해, 전파장이 아닌 

일부의 파장을 이용하여도 그 종말점을 실시간으로 효과적으로 검출 할 수 있음을 보였다.

[그림 1] 신호대 잡음비를 이용한 실시간 종말점 검출 방법
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